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摘要(译)

用于在基板上沉积沉积材料以改善沉积层的特性的沉积设备包括：沉积
源，面向基板并喷射沉积材料;图案化缝隙片，包括图案化缝隙，用于以
所需图案沉积沉积材料并设置成面向基板;框架与图案化缝隙片连接;以及
结合到框架以支撑框架的平台，其中在框架和平台之间形成分离区域。
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